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Normativa que requiere evaluar 
la exposición dérmica

• RD 363/1995 Sustancias

• RD 255/2003 Preparados 

• Reglamento CE 1272/2008 Sustancias y mezclas 

• RD 374/2001 Agentes químicos

• Reglamento CE  1107/2009 Productos fitosanitarios 

• Reglamento CE  1451/2007 Biocidas
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Evaluación del riesgo por 
exposición dérmica laboral a 

sustancias químicas
(RISKOFDERM)

• 5º Programa Marco 1998-2002 de la Comisión Europea
• Contrato Nº QLK4-CT -1999- 01107
• Fecha de comienzo: 1 de febrero de 2000
• Duración: 4 años
• Participantes: 15 instituciones de 10 países europeos
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RISKOFDERM

Participantes (I)

SIGLAS INSTITUTO / ORGANIZACIÓN
TNO TNO Voeding, Holanda

KRIOH Kuopio Regional Institute of Occupational Health, Finlandia

HSE Health and Safety Executive, Reino Unido

IOM Institute of Occupational Medicine, Reino Unido

WAU University of Utrecht, Holanda

NIWL National Institute for Working Life, Suecia

BAUA Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, Alemania

INRS Institut Nationale de Recherche et de Sécurité, Francia
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RISKOFDERM

Participantes (II)

SIGLAS INSTITUTO/ORGANIZACIÓN
INSA Instituto Nacional de Saude Dr Ricardo Jorge, Portugal

TURIN University of Turin, Italia

MILJOE Miljö-Chemie, Alemania

FOBIG Fobig Gmbh, Alemania

AUVA Allgemeine Unfallversicherungsanstalt, Austria

BAUBG Bau-Berufsgenossenschaft Frankfurt am Main, Alemania

INSHT Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, España
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• Desarrollar un modelo genérico validado para
evaluar el riesgo por exposición dérmica

• Desarrollar una guía sencilla para la evaluación y
gestión del riesgo por exposición dérmica en
PYMEs

RISKOFDERM

Objetivos
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Partes del proyecto

1. ESTUDIO CUALITATIVO

2. ESTUDIO CUANTITATIVO

3. MODELO DE 
EXPOSICIÓN

4. EVALUACIÓN
Y GESTIÓN 
DEL RIESGO

RISKOFDERM
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• Recogida de información cualitativa sobre la exposición dérmica
en Europa (procesos, tareas, poblaciones y determinantes de
exposición dérmica).

• Elaboración de cuestionario (11 secciones 145 preguntas), manual
de instrucciones y hoja de cálculo, realizando las entrevistas
higienistas industriales cualificados.

• Se establecieron Unidades DEO (Dermal Exposure Operation) /
Escenarios / Actividades (Ej. DEO 4. Pulverización de productos /
Escenario 4.2. Pulverización de pintura / Actividad. Abrir el
cartucho de la pistola).

RISKOFDERM

Parte 1 . Estudio cualitativo
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• Coordinación: CNMP de Sevilla

• Participantes:

- Parte 1: CNNT de Madrid y 5 CCAA

RISKOFDERM

Participantes nacionales
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Comunidades Autónomas participantes. Parte 1

Galicia
La Rioja

Madrid

Murcia

Cataluña

RISKOFDERM
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RISKOFDERM

Tareas afectadas por la exposición dérmica
Unidades DEO

DEO 1 Manipulación de objetos contaminados

DEO 2 Dispersión manual de productos

DEO 3 Dispersión de productos con una herramienta manual

DEO 4 Pulverización de productos

DEO 5 Inmersión

DEO 6 Tratamiento mecánico de objetos sólidos
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• Se seleccionó como metodología a aplicar la Guía de la OCDE para la
realización de estudios de exposición a plaguicidas (1997), adaptada
para cada caso particular.

• Se realizó un estudio piloto para la comprobación y
perfeccionamiento de la metodología de toma de muestras y análisis,
y de un cuestionario, elaborado en otras partes del proyecto, para la
recogida de información durante las evaluaciones.

• En el estudio principal, cada uno de los 7 participantes realizó 90
evaluaciones de exposición dérmica con diferentes trabajadores,
repartidas en 3 escenarios distintos (630 evaluaciones en total, en
distintos escenarios repartidos entre las 6 Unidades DEO).

RISKOFDERM

Parte 2 . Estudio cuantitativo
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• Coordinación: CNMP de Sevilla

• Participantes:

- Parte 1: CNNT de Madrid y 5 CCAA

- Parte 2: CNMP de Sevilla, CNVM de Vizcaya y 5 CCAA

RISKOFDERM

Participantes nacionales
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Galicia
La Rioja

Andalucía

Murcia

Navarra

•Cádiz

Sevilla•

Comunidades Autónomas participantes. Parte 2

RISKOFDERM
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• Llenado del cartucho de la pistola con 
producto 

• Transporte de objetos potencialmente 
contaminados

• Transporte de objetos contaminados 
(papel de filtro)

• Apertura y cierre del cartucho

Llenado de la pistola (DEO 1)

RISKOFDERM

Estudio cuantitativo INSHT
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• Prueba de pulverización

• Pulverización

• Abrir el cartucho

• Cerrar el cartucho

Pulverización de la pintura 
(DEO 4)

RISKOFDERM

Estudio cuantitativo INSHT
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• Transporte

• Agente limpiador

• Frotar con un trapo/papel

• Quitar con brocha

• Desechar el trapo/papel

• Secar superficie

• Desmontar la pistola

Limpieza de la pistola 
(DEO 1)

RISKOFDERM

Estudio cuantitativo INSHT
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Unidad DEO 1
Manipulación de objetos 

contaminadosEjemplos medidos en RISKOFDERM
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Unidad DEO 2
Dispersión manual de productos

Ejemplos medidos en RISKOFDERM
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Unidad DEO 3
Dispersión de productos con 

una herramienta manualEjemplos medidos en RISKOFDERM
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Unidad DEO 4
Pulverización de productos

(taken from: 
www.johnsondiversey.co
m)

Ejemplos medidos en RISKOFDERM
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Unidad DEO 5
Inmersión

Ejemplos medidos en RISKOFDERM
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Unidad DEO 6
tratamiento mecánico de objetos 

sólidos

23

Ejemplos medidos en RISKOFDERM
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• Recogida de información sobre posibles determinantes de la
exposición dérmica.

• Análisis e interpretación de los resultados de las partes 1 y 2.

• Desarrollo de un modelo para cada Unidad DEO.

RISKOFDERM

Parte 3 . Modelo de exposición
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Car painting
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• Se revisaron las aproximaciones existentes sobre estimación del
riesgo, analizando los posibles determinantes de la toxicidad
dérmica y de la exposición.

• Se elaboró un primer borrador y los resultados obtenidos con el
mismo se compararon con estimaciones de exposición real y
riesgo, conseguidas en base a las observaciones y datos
obtenidos en la parte 2.

• Una vez revisada, se validó la exposición en lugares de trabajo y
se elaboró la versión final en papel y el manual de instrucciones
para la versión electrónica.

RISKOFDERM

Parte 4 . Evaluación y gestión del riesgo
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• Coordinación: CNMP de Sevilla

• Participantes:

- Parte 1: CNNT de Madrid y 5 CCAA

- Parte 2: CNMP de Sevilla, CNVM de Vizcaya y 5 CCAA

- Parte 4: CNCT de Barcelona

RISKOFDERM

Participantes nacionales
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http://www.eurofins.com/product-testing-services/services/research--development/projects-on-skin-
exposure-and-protection/riskofderm---skin-exposure-and-risk-assessment.aspx
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TOXICIDAD EXPOSICIÓN

RIESGO

CONTROL

Guía para la evaluación y gestión del riesgo

RISKOFDERM
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Gracias por su atención


